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國際LED大廠在中國大陸之磊晶/元件

專利佈局分析座談會
全球LED光源技術與產業供應鏈發展至今已逐漸成型，但是上游端之訴訟爭議不斷，一直是國內外LED相關廠商關注的議題。近年來中國大陸已將半導體照明列為戰略性新興產業之一，並積極進行高功率LED材料及製程之新技術研究及專利佈局。隨著中國大陸各重點省份搶購MOCVD風潮，數年內，全球超過半數MOCVD機台和產能將在中國大陸出現，未來將形成LED上游的重要供應者。國際大廠在美國雖已佈下天羅地網，但在中國大陸又將會是怎樣的操作策略呢?

在中國大陸逐漸開展的知識產權保護措施下，國內廠商在中國大陸的投資或採購行為在專利的部分是否需要留意國際大廠的威脅。工研院長期深耕於LED相關領域技術及智權研究，在本次座談會中，將以指標大廠在中國大陸專利佈局的角度切入，探討LED上游相關之策略。
指導單位：經濟部工業局

主辦單位：財團法人工業技術研究院 電子與光電研究所 

協辦單位：台灣光電半導體產業協會(TOSIA)
活動時間：100年7月29日(五)09:00~12:00
活動地點：工研院中興院區78館209會議室(新竹縣竹東鎮中興路四段195號)
【活動議程】

	時間
	題目
	主講人

	09:00~09:20
	  報        到

	09:20~09:30
	開場
	工研院 電光所
朱慕道  組  長

	09:30~10:30
	以Nitride-LED 磊晶專利佈局為主軸，探討
主要廠商之美國/中國大陸的佈局概況
	工研院 電光所
葉瀞雅  工程師

	10:30~10:45
	休        息

	10:45~11:45
	以LED 元件國際專利佈局為主軸，探討主要廠商要廠商之美國/中國大陸的佈局概況
	工研院 電光所
林瑞映  工程師

	11:45~12:00
	 問 題 討 論


註：主辦單位可視情況更動座談會議程及內容
【報名資訊】

一、報名方式：

請填寫報名表，mail至huangyipin@itri.org.tw
或傳真至(03)591-5138 黃依萍小姐收

二、報名費用：

全額免費，由經濟部工業局補助(含研討會講義及茶水)

三、報名截止日期：

100年07月25日(星期一) (場地座位有限，每家公司限定最多2位，報名人數額滿為止)

四、聯絡窗口：(03)591-8405 黃依萍 小姐
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--------------------------------Fax to (03) 591-5138工研院電光所黃依萍小姐收--------------------------------[image: image2.png]



「國際LED大廠在中國大陸之磊晶/元件專利佈局分析座談會」

報名表

	服務機構
	公司名稱
	

	
	聯絡地址
	□□□

	
	聯 絡 人
	

	
	電    話
	(    )

	
	傳    真
	(    )

	參加人員
	姓    名
	職     稱
	E-mail

	
	
	
	

	
	
	
	


【地圖說明】
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